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LASER Z PROFILOWANYM ROZKŁADEM POPRZECZNYM WIĄZKI

Przedmiotem wynalazku jest laser z profilowanym rozkładem poprzeoznym wiązki.
Wiadomo, za na skutek działania zjawisk dyfrakcyjnych na krawędziach zwierciadeł,

interferencji promieniowania w ośrodku aktywnym i wielu innych zjawisk fizycznych,
w rezonatorze optycznym kształtuje się wiele przypadkowych fal stojących /modów/ dają-
oyoh na zewnątrz rezonatora złożoną strukturę rozkładu gęstośoi emitowanego promienio¬
wania* Do formowania określonego rozkładu promieniowania w rezonatorze używa się ele¬

mentów pasywnych np# zwierciadeł o prof ilowanyoh parametrach optycznych, dlafragm
miękkich 1 twardych, filtrów przestrzennyoh, absorbentówv Znane są lasery z profilowa¬
nym rozkładem poprzecznym wiązki posiadające ośrodki aktywne w postaci wzmacniaczy
o profilowanym wzmoonieniu umiea zozone poza rezonatorem generatora* ^"«"f są równie!
lasery tzw* hybrydowe, w których dodatkowy ośrodek czynny umleszozony jest wewnątrz
rezonatora, ale w tym dodatkowym ośrodku aktywnym jest nieistotny rozkład poprzeczny
wzmocnienia, bo oelem tego dodatkowego ośrodka aktywnego Jest Jedynie poprawienie

struktury ozasowej /likwidaoja przemodulowan/* V praktyce najozęśoiej wykorzystuje się
lasery jednomodowe z gausowskim rozkładem poprzeoznym natężenia promieniowania* Do for¬

mowania określonego rozkładu promieniowania w rezonatorze używa się najozęśoiej diafra—
gnę umieszozoną wewnątrz rezonatora* Mankamentem takiego rozwiązania jest jednak spadek
mocy związany ze stratami dyfrakcyjnymi i najozęśoiej z wyeliminowaniem części ośrodka
aktywnego przesłoniętego diafragmą*

Laser s profilowanym rozkładem poprzecznym wiązki według wynalazku posiada wewnątrz
rezonatora opróoz głównego ośrodka aktywnego drugi dodatkowy ośrodek o profilowanym
rozkładzie poprzeoznym wzmocnienia, aby na etapie formowania się modów w rezonatorze
•tworzone były warunki dogodniejsze dla modów wybranyoh* Mody te rozwiną się, wysysająo
ośrodek zasadniczy 1 nie dopuszczając do rozwinie oia się innych modów przypadkowyoh
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/konkurencja modo*/. Dodatkowy ośrodek aktywny pobudzany jest w sposób ciągły lub Impul¬
sowy synchronicznie z głównym ośrodkiem aktywnym, V rzypadku lasera gazowego emitującego

w modzie podstawowym /TEM / najkorzystniej dodatkowy ośrodek aktywny ma helikalną kon¬
figurację pobudzania oraz regulowane ciśnienie, tez najkorzystniej w zakresie niskich
ciśnień.

Przedmiot wynalazku przedstawiony Jest w przykładzie wykonania na rysunku, na któ¬
rym obok głównego ośrodka aktywnego 1 znajduje się dodatkowy ośrodek aktywny 2 o profi¬
lowanym rozkładzie poprzecznym wzmocnienia i obydwa są umieszozone współosiowo pomiędzy
zwierciadłem 3 o zerowej transmisji a zwierciadłem k częściowo przepuszczalnym* Promie-
ninvflTi1ę przechodząc wielokrotnie przez oba ośrodki 112 uzyskuje profilowany rozkład
poprzeozny wymuszony przez dodatkowy ośrodek aktywny 2,

Zastrzelenia patentowe

1» Laser z profilowanym rozkładem poprzecznym wiązki; znamienny t y m, ze
posiada wewnątrz rezonatora /3, k/ główny ośrodek aktywny /I/ i dodatkowy ośrodek
aktywny /Z/ o profilowanym rozkładzie poprzeoznym wzmocnienia,

2, Laser według zastrz, 1, znamienny tym, ze główny ośrodek aktywny /1/
i dodatkowy ośrodek aktywny /2/ są gazowe,

3, Laser według zastrz, 2, znamienny tym, że dodatkowy ośrodek aktywny /2/
ma helikalną konfiguraoję pobudzania,

k. Laser według zastrz. 2 albo 3, znamienny tym, ze ośrodek aktywny /2/
ma regulowane ciśnienie najkorzystniej w zakresie nlskioh olśnień.
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